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ITO(Indium Tin Oxide)の課題：
・価格・・・①真空成膜＋フォトリソプロセス、②希少資源（In）
・曲げに弱い

印刷方式による新規透明電極形成技術を用いた有機ELパネル
OLED lighting device using non-ITO electrodes fabricated by printing

（大日本印刷、DIC、小森マシナリー、セリア、太陽機械、FEBACS、日本電気硝子、山形大学）

基板サイズ：50mm X 50mm
発光エリア：32mm X 32mm

➢ T. Furukawa, N. Kawamura, M. Sakakibara, M. Koden, IDMC, S4-4 (2015).

Organic layers

Substrate

Cathode

Ag

Transparent 
conducting polymer

Insulating layer スクリーン印刷

フレキソ印刷

グラビアオフ
セット印刷


